Warszawa, 30 wrzesnia 1937 r.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 25272.

K1 30 d, 27/02.

Artur Danek
(Warszawa, Polska).

Maska przeciwinfekcyjna.

Zgloszono 24 marca 1936 r.
Udzielono 20 lipca 1937 r.

Znane juz sg maski przeciwinfekcyjne
réznego rodzaju, jednakowoz sa one malo
uzywane, wskutek tamowania oddechu i
nagrzewania twarzy oddechem wlasnym.

Maska przeciwinfekcyjna wedlug wy-
nalazku zapobiega szkodliwemu dzialaniu
wyziewéw z jamy ustnej oraz zakazeniu,
nastepujacemu w czasie kaszlu lub rozmo-
wy, i moze byé stosowana zaréwno przez
lekarzy, jak i przez chorych.

Maska jest zaopatrzona w otwér wen-
tylacyjny, ktéry zapobiega nagrzewaniu
si¢ twarzy, pozwala na swobodny oddech
i na zalozenie gazy filtrujacej oraz nie
wplywa ujemnie na mnaturalno$é glosu. Za-
stosowanie specjalnej oprawki ze $rubka-
mi ustalajacymi umozliwia wymiane same;j
maski np. w celu jej zdezynfekowania.

Rysunek przedstawia maske wedtug
wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia
widok maski z przodu, fig. 2 — widok ma-
ski, zalozonej na twarz, z boku, a fig. 3 —
widok czesci maski z goéry.

Maska a posiada otwér wentylacyjny b
przykryty plytka ochronna ¢, umieszczona
w malej odleglosci od maski i potaczona z
nia za pomoca jezyczkéw m. Wolna prze-
strzeri pomiedzy maska a plytka jest wy-
pelniona gaza filtrujaca zwilzana ciecza
dezynfekcyjng. Zakladanie maski na twarz
uskutecznia si¢ za pomoca oprawki skla-
dajacej si¢ z nasady n do nosa i ramion
zachodzacych za uszy. Oprawke przymoco-
wuje si¢ do maski za pomoca $rubek e
wpuszczonych w otworki, znajdujace sie¢ w
ramieniu oprawki i wydluzeniu policzko-



wym maski. Srubki sa zaopatrzone w okra-
gle nakretki g z pacieciami. W celu uregu-
., Jowania kata pzfchy maski oraz jej
-odleglosci ¢d fwarzy maska jest zaopa-
trzona w kilka otworéw h na $rubki.
Maska moze byé wykonana z celofanu,

celuloidu, rodoidu, szkla, glinu lub blachy.
Zastrzezenia patentowe.
1. Maska przeciwinfekcyjna, znamien-

na tym, ze posiada otwor, przykryty plyt-
ka, przymocowang do maski za pomocy je-

‘nych do maski

zyczkéw w malej od niej odleglosci, przy
czym szczelina, powstata pomiedzy maska
a plytka, jest wypelniona gaza zwilzang
ciecza dezynfekcyijna.

2, Maska wedlug zastrz. 1, znamien-
na tym, Ze jest zaopatrzona w oprawke,
skladajaca si¢ z nasady do nosa oraz ra-
mion, zakladanych na uszy i przymocowa-
za pomocg Srubek, wpu-
szczanych w otworki, znajdujace sie w
oprawce i masce.

Artur Danek.
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Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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